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Abstract (en)
Process comprises treatment of an object (18), where a layer is produced on a surface of the object by thermal spraying of a process material.
Jointly with the process material, a substance (54) is sprayed to act as a catalyst on the free surface of the object.

Abstract (de)
Ein Katalysator wird dadurch hergestellt, dass Platinpulver (54) zusammen mit einem Beschichtungsmaterial (52) auf ein Werkstlck (18) beim
Bilden der dusserlichen Lagen mitgespritzt wird. <IMAGE>
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